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 The treatment of the surface of sensitive equipment and components, 
cotaminated by chemical agents is an important issue for the safety of 
population and security of structures. Material TiO2/SiO2 prepared and 
dispersed in a solvent system of ethanol/iso propanol/diethoxy 
methane has the good treatment with chloroethyl ethyl sulfide (2-CEES) 
on the surface of sensitive equipment and components. Treatment 
capacity depends on the tested surface and the number of treatments. 
Treatment capacity decreases from flat glass surface> sensitive 
component surface> pular rubber surface> chlorobutyl rubber surface. 
The treatment does not affect the performance of sensitive 
components.  

Keywords:  
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Giới thiệu chung 
Bis(2-chloroethyl) sulfide (mù tạt lưu huỳnh) có độc 
tính rất mạnh gây phổng rộp da, được quân đội Đức 
sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất [1]. Hiện 
nay, mù tạc lưu huỳnh được xếp vào danh mục hóa 
chất trong “Công ước về cấm nghiên cứu, sản xuất, 
tích trữ và sử dụng vũ khí hóa học và về tiêu hủy vũ khí 
hóa học” có 192 nước thành viên của Tổ chức Cấm Vũ 
khí Hóa học tham gia. Nhưng nguy cơ xảy ra khủng 
bố, bạo loạn, chiến tranh có sử dụng mù tạc lưu huỳnh 
vẫn còn hiện hữu. Tác nhân mù tạc lưu huỳnh khi được 
phát tán ở dạng lỏng, sol khí và hơi, các phân tử mù 
tạc lưu huỳnh có thể bám dính, lan rộng trên bề mặt 
và xâm nhập vào các vết nứt, kẽ hở, khớp và ren vít 
của thiết bị hoặc xâm nhập vào bên trong thiết bị. Nếu 
bề mặt thiết bị được làm bằng cao su, nhựa hoặc sơn, 
các phân tử mù tạc lưu huỳnh có thể hấp thụ trên bề 

mặt. Sự xâm nhập như vậy có thể làm hỏng thiết bị 
nếu có tính ăn mòn cao hoặc làm thay đổi tính chất 
của vật liệu, có thể ảnh hưởng đến tính năng của thiết 
bị. Nguy hiểm nhất là sự tồn tại của các phân tử mù 
tạc lưu huỳnh trong các trang thiết bị, linh kiện nhạy 
cảm sẽ tiềm tàng các nguy cơ ảnh hưởng đến sức 
khỏe và tính mạng của con người [2]. Chính vì thế, để 
sẵn sàng ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất hậu 
quả do mù tạc lưu huỳnh gây ra cần thực hiện các 
nghiên cứu loại bỏ mù tạc lưu huỳnh trên bề mặt trang 
bị và linh kiện nhạy cảm.  

Trong vài thập kỷ gần đây, trên thế giới có nhiều công 
trình nghiên cứu chế tạo TiO2, SiO2 ứng dụng xử lý mù 
tạc lưu huỳnh [3,4,5]. Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ 
nhiễm độc mù tạc lưu huỳnh, nhiều nghiên cứu đã dựa 
trên việc đánh giá đối tượng chất giả độc mù tạc lưu 
huỳnh 2-CEES có công thức cấu tạo CH3-CH2-S-CH2-
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CH2-Cl, tương tự công thực cấu tạo của mù tạc lưu 
huỳnh Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl [5,6,7]. Tuy nhiên, 
chưa có nghiên cứu chế tạo TiO2/SiO2 kết hợp với việc 
đánh giá hiệu quả xử lý 2-CEES trên bề mặt thiết bị và 
linh kiện nhạy cảm. Vì thế, bài báo này sẽ công bố kết 
quả nghiên cứu chế tạo TiO2/SiO2 và đánh giá khả 
năng xử lý 2-CEES trên bề mặt thiết bị và linh kiện 
nhạy cảm.  

Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu  
Hóa chất 

Chất hoạt động bề mặt cetyl trimetyl amoni bromua 
(CTAB), tetraetyl orthosilicat, tetrabutyl titanat (TBOT), 
axeton, n-heptan, iso propanol, diethoxy metan 
(Merck), etanol, NH4OH, HCl loại PA, Trung Quốc. Chất 
chuẩn 2-CEES của hãng Macklin, loại PA, Trung Quốc, 
độ tinh khiết 97 %.  

Phương pháp chế tạo vật liệu TiO2/SiO2 

Vật liệu TiO2/SiO2 được chế tạo theo hai giai đoạn [8]: 

Giai đoạn 1 : Hòa tan 1,30 g CTAB vào 45 mL nước khử 
ion, khuấy mạnh trong 2 h ở nhiệt độ phòng, điều 
chỉnh pH đến 12 bằng dung dịch NH4OH 28 %, thêm 
tiếp 6,0 mL tetraetyl orthosilicat vào dung dịch, khuấy 
mạnh trong 2 h. Sau đó, hỗn hợp được gia nhiệt ở 100 
°С trong 48 h, lọc, rửa sản phẩm về môi trường trung 
tính bằng nước khử ion, sây khô qua đêm, nung ở 550 
°С trong 6 h thu được SiO2. 

Giai đoạn 2: Thêm 0,4 g SiO2 vào dung dịch 0,9 mL 
TBOT pha trong 5 mL etanol, khuấy đều, thêm tiếp 5 
mL HCl 0,5 M và 10 mL nước cất vào hỗn hợp, khuất 
đều, để qua đêm. Lọc, rửa hỗn hợp về môi trường 
trung tính bằng nước cất, sấy khô, nung ở 550 °C 
trong 4 h thu được TiO2/SiO2. 

Phương pháp đánh giá khả năng xử lý 2-CEES của 
TiO2/SiO2 trên bề mặt thiết bị và linh kiện nhạy cảm 

Dùng micropipet hút 2,5 mL dung dịch 2-CEES nồng 
độ 400 mg/L nhỏ đều lên các bề mặt nhạy cảm như 
bề mặt thủy tinh, bề mặt cao su pular, bề mặt cao su 
clobutyl và bề mặt linh kiện có diện tích 25 cm2. Phun 
hỗn hợp chất TiO2/SiO2 phân tán trong hệ dung môi 
etanol/iso propanol/diethoxy metan (6/30/64 (v /v/v)) 
theo tỷ lệ rắn/lỏng là 1/10 lên bề mặt thử nghiệm. Để 
mẫu thử nghiệm dưới ánh sáng mặt trời (Iuv = 205 
µw/cm3 ; Eánh sáng = 14000 Lux). Sau 30 phút, TiO2/SiO2 

được thu gom bằng chổi lông và máy hút bụi. Lượng 
chất 2-CEES trên bề mặt thử nghiệm được chiết tách 
và phân tích trên thiết bị sắc ký khí khối phổ (GC-MS).  

Các phương pháp phân tích 

Phương pháp đặc trưng 

Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) được ghi trên máy D5005 
(SIEMENS), sử dụng ống tia X bằng Cu với bước sóng 
Kα = 1,54056 Å, nhiệt độ 25 ˚C, tốc độ quét 0,03 ˚/s, 
góc quét 2θ = 10 ÷ 80˚. Phổ FTIR được đo trên thiết bị 
phổ hồng ngoại GX-PerkinElmer-USA trong vùng từ 
400 ÷4000 cm-1. Phổ tán sắc năng lượng (EDX) được 
đo trên thiết bị Oxfor Isis 300 gắn trên kính hiển vi điện 
tử Jeol 5410 LV. Diện tích bề mặt và đặc trưng mao 
quản của vật liệu được đo trên máy TRI START 3000 -
Micromeritics.  
Phương pháp phân tích 2-CEES trên bề mặt thiết bị và 
linh kiện nhạy cảm 

Lượng chất 2-CEES bám trên bề mặt thử nghiệm được 
chiết với hệ dung môi n-heptan/axeton tỷ lệ 1/9 (v/v), 
siêu âm 40 phút ở 25 °C, cất loại dung môi bằng máy 
chưng cất quay, đuổi dung môi bằng khi nitơ về 0,2 
mL, phân tích trên thiết bị GC - 6890 và bộ ghị nhận 
tín hiệu MS 5975 của hàng Agilent.  

Phương pháp đánh giá hoạt động của linh kiện 

Hoạt động của linh kiện được đánh giá thông qua giá 
trị điện áp đo được bằng đồng hồ vạn năng trước và 
sau khi thử nghiệm. 

Tính toán độ chuyển hóa 

Độ chuyển hóa (η, %) được tính theo công thức sau: 

 
Trong đó, Co, Ct (mg) là lượng 2-CEES trên bề mặt 
trước và sau khi xử lý. 

Kết quả và thảo luận  
Đặc trưng cấu trúc của vật liệu  

Quan sát phổ XRD của SiO2 được điều chế theo giai 
đoạn 1 và TiO2/SiO2 được điều chế theo cả hai giai 
đoạn ở hình 1 cho thấy, cả hai vật liệu đều có nền phổ 
XRD tương tự nhau, chỉ khác phổ XRD của TiO2/SiO2 
có xuất hiện cường độ mạnh nhất tại góc 2θ = 25,3˚; 
cường độ trung bình tại 38,6˚; 48,1˚; 54,3˚; 55,4˚; cường 
độ yếu tại 62,8˚; 68,9˚; 70,4 ˚ và 75,6 ˚. Các pic này lần 
lượt đặc trưng cho các mặt phẳng phản xạ (101), (103), 
(200), (105), (213), (116) và (107) của tinh thể TiO2. Đặc 
biệt là sự có mặt của góc 2θ = 25,3˚ và 48,1˚ đặc trưng 
cho TiO2 có cấu trúc tinh thể dạng anatase [9]. Kết quả 
này cho thấy đã gắn kết được các tinh thể TiO2 lên 
chất nền SiO2.  
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Hình 1: Giản đồ XRD của SiO2 và TiO2/SiO2 

 
Hình 2: Phổ FTIR của vật liệu TiO2/SiO2 

Quan sát phổ FTIR ở hình 2 được ghi ở 4.000 - 400 
cm-1 cho thấy, có các pic tại 3444,87 cm-1; 1635,64 cm-1; 
1230,58 cm-1; 1083,99 cm-1;  964,41 cm-1; 794,67 cm-1 và 
459,06 cm-1. Trong đó, đỉnh hấp thụ ở 3448,47 cm-1 là 
do dao động kéo dãn của phân tử H2O; đỉnh hấp thụ 
ở  1635,64 cm-1 đặc trưng cho dao động uốn phân tử 
nước và được cho là của nước hấp phụ lên nhóm 
SiOH; đỉnh hấp thụ rộng và mạnh tại 1083,99 cm-1 kèm 
theo có vai ở 1230,58 cm-1 đặc trưng cho liên kết Si-O-
Si và dao động giãn đối xứng của liên kết Si-O-Si. Dao 
động của nhóm Si-O-Ti được đặc trưng bởi đỉnh quan 
sát được ở 964,41 cm-1. Dải phổ quan sát thấy từ 
459,06 cm-1 đến 794,60 cm-1 là do sự kéo dãn liên kết 
Ti-O-Ti. Như vậy, phổ FTIR của vật liệu TiO2/SiO2 đã 
cung cấp các thông tin cho thấy xúc tác TiO2 đã được 
gắn kết thành công trên chất nền SiO2 [10].  

Bên cạnh đó, giản đồ EDX ở hình 3 cho thấy, vật liệu 
TiO2/SiO2 thu được chủ yếu với sự có mặt của silic và 

titan. Kết quả này một lần nữa khẳng định quá trình 
điều chế SiO2 theo phương pháp thủy nhiệt và phương 
pháp gắn kết thành phần sol titan lên vật liệu SiO2 đã 
diễn ra thành công. 

 
Hình 3: Giản đồ EDX của mẫu vật liệu TiO2/SiO2 

3444,87 

1635,64 

1230,58 
459,06 

794,67 
964,41 

1083,99 
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Kết quả xác định diện tích bề mặt riêng BET, thể tích 
mao quản và đường kính mao quản trung bình của vật 
liệu SiO2 và TiO2/SiO2 được trình bày ở bảng 1.  

Bảng 1: Các thông số đặc trưng cho cấu trúc xốp                                                                                              
của SiO2 và TiO2/SiO2 

Vật liệu Kí hiệu 
Thông số 

SBET 
(m2/g) 

Vcum 

(cm3/g) 
D     

(nm) 

SiO2 M1 1078,20 0,66 2,55 

TiO2/SiO2 M4 889,55 0,55 2,67 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, vật liệu SiO2 có diện tích bề 
mặt riêng khá lớn đạt 1078,20 m2/g, chứng tỏ tính hiệu 
quả của phương pháp chế tạo SiO2 sử dụng CTAB làm 
chất tạo cấu trúc. Tuy nhiên, quá trình chế tạo vật liệu 
phức hợp TiO2/SiO2 đã đưa các hạt TiO2 vào hệ mao 
quản của vật liệu SiO2 làm diện tích bề mặt riêng của 
vật liệu giảm xuống còn 889,55 m2/g. Thể tích mao 
quản và đường kính mao quản trung bình của vật liệu 
được tính theo phương pháp BJH trên nhánh khử hấp 
phụ của TiO2/SiO2 lần lượt là 0,55 cm3/g và 2,67 nm.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý 2-CEES trên 
bề mặt thiết bị và linh kiện nhạy cảm của TiO2/SiO2 

Ảnh hưởng của hàm lượng TBOT 

Để khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng TBOT trong 
quá trình điều chế TiO2/SiO2 đến khả năng xử lý 2-
CEES trên bề mặt linh kiện, lượng TBOT được thay đổi 
lần lượt là 0; 0,3; 0,6; 0,9 và 1,2 mL. Các mẫu vật liệu 
được ký hiệu lần lượt là M1 ; M2 ; M3 ; M4 và M5. Các 
thí nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý của các vật liệu 
được tiến hành theo «Phương pháp đánh giá khả năng 
xử lý 2-CEES của TiO2/SiO2 trên bề mặt thiết bị và linh 
kiện nhạy cảm». Kết quả được trình bày ở bảng 2.  

Bảng 2: Ảnh hưởng của lượng TBOT đến khả năng    
xử lý 2-CEES trên bề mặt linh kiện 

Thông 
số 

Vật liệu 

M1 M2 M3 M4 M5 

Co (mg) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ct (mg) 0,0517 0,0354 0,0256 0,0113 0,0195 

η (%) 94,83 96,46 97,44 98,87 98,05 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, khi lượng TBOT tăng từ 0 
đến 0,9 mL thì độ chuyển hóa 2-CEES trên bề mặt linh 
kiện tăng từ 94,86 % lên 98,73 %, sau đó giảm xuống 
còn 98,15 % nếu lượng TBOT tăng lên 1,2 mL. Vì thế, 
lượng TBOT phù hợp được lựa chọn cho quá trình điều 
chế vật liệu TiO2/SiO2 là 0,9 mL.  

Mặt khác, quan sát thông số đặc trưng cho cấu trúc 
mao quản của M1 và M4 nêu ra ở bảng 1 cho thấy, 
mặc dù M1 và M4 có đường kính mao quản tương 
đương nhau, M1 có diện tích bề mặt riêng lớn hơn M4, 
nhưng độ chuyển hóa của M1 chỉ đạt 94,86 %, trong 
khi M4 đạt 98,73 %. Nếu chỉ có sự hấp phụ đơn thuần 
thì về mặt lý thuyết độ chuyển hóa của M4 phải nhỏ 
hơn M1. Điều này chứng tỏ vai trò của xúc tác quang 
của TiO2 đã thúc đẩy quá trình phân hủy 2-CEES, làm 
tăng hiệu quả xử lý 2-CEES trên bề mặt linh kiện. 

Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn/lỏng 

Để khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ rắn/lỏng đến khả 
năng xử lý 2-CEES trên các bề mặt bề mặt linh kiện, 
các thí nghiệm được tiến hành theo «Phương pháp 
đánh giá khả năng xử lý 2-CEES của TiO2/SiO2 trên bề 
mặt thiết bị và linh kiện nhạy cảm», chỉ khác tỷ lệ 
(TiO2/SiO2)/hệ dung môi được khảo sát lần lượt là 
0/100; 2/100 ; 5/100 ; 10/100; 15/100 và 100/0. Kết quả 
được trình bày ở bảng 3.  

Bảng 3: Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn/lỏng đến khả năng xử lý 2-CEES trên bề mặt linh kiện 

Thông số 
Tỷ lệ rắn/lỏng (g/L) 

0/100 2/100 5/100 10/100 15/100 100/0 

Co (mg) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ct (mg) 0,895 0,3954 0,1345 0,0113 0,0114 0,5611 

η (%) 10,49 60,46 86,55 98,87 98,86 43,89 
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Bảng 4: Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến khả năng xử lý 2-CEES trên bề mặt linh kiện nhạy cảm 

Thông số 
Thời gian tiếp xúc (phút) 

10 15 20 30 40 60 
Co (mg) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Ct (mg) 0,0983 0,0315 0,0183 0,0113 0,0109 0,0115 
η (%) 90,17 96,85 98,17 98,87 98,94 99,05 

Từ kết quả ở bảng 3 cho thấy, khi tỷ lệ rắn/lỏng là 
0/100, tức là không sử dụng TiO2/SiO2 mà chỉ sử dụng 
dung môi phun lên bề mặt linh kiện thì khả năng xử lý 
2-CEES rất thấp chỉ khoảng 10,49 %. Giá trị này cũng 
có thể chỉ là sai số trong quá trình tách chiết 2-CEES 
trên bề mặt linh kiện và quá trình làm giầu trong phân 
tích. Nhưng nếu tăng tỷ lệ rắn/lỏng từ 02/100 lên 5/100 
thì khả năng xử lý 2-CEES trên bề mặt linh kiện tăng 
mạnh từ 60,46 % lên 86,55 %. Sau đó, khả năng xử lý 
2-CEES tăng chậm lại và hầu như không thay đổi nếu 
tỷ lệ rắn/lỏng tăng từ 10/100 lên 15/100. Như vậy, có 
thể nhận định TiO2/SiO2 đóng góp vai trò quan trọng 
đến khả năng xử lý 2-CEES và tỷ lệ rắn/lỏng đạt 10/100 
là phù hợp để độ chuyển hóa 2-CEES trên bề mặt linh 
kiện đạt 98,90 %. Tuy nhiên, nếu không sử dụng dung 
môi mà chỉ sử dụng TiO2/SiO2 rắc đều lên bề mặt thử 
nghiệm thì độ chuyển hóa chỉ đạt 43,89 %. Như vây, 
dung môi hữu cơ có vai trò xâm nhập vào các khe kẽ, 
hòa tan 2-CEES khỏi bề mặt thử nghiệm và đưa các 
phân tử 2-CEES tiếp cận bề mặt vật liệu TiO2/SiO2 để 
xảy ra quá trình hấp phụ 2-CEES lên bề mặt chất nên 
SiO2, sau đó là quá trình phân hủy 2-CEES bằng xúc 
tác quang TiO2. Tóm lại, tỷ lệ rắn/lỏng được lựa chọn 
để độ chuyển hóa đạt 98,90 % là 10/100. 

Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc 

Để khảo sát ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đến khả 
năng xử lý 2-CEES trên các bề mặt bề mặt linh kiện, 
các thí nghiệm được tiến hành theo «Phương pháp 
đánh giá khả năng xử lý 2-CEES của TiO2/SiO2 trên bề 
mặt thiết bị và linh kiện nhạy cảm», chỉ khác các thí 
nghiệm được khảo sát lần lượt ở 10; 15; 20; 30 ; 40 và 
60 phút. Kết quả được trình bày ở bảng 4.  

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, khi thời gian tiếp xúc giữa 
2-CEES với TiO2/SiO2 tăng từ 10 đến 20 phút, độ 
chuyển hóa tăng mạnh từ 90,17 % lên 96,85 %. Sau đó, 
độ chuyển hóa tăng chậm dần và đạt trạng thái cân 
bằng ở 30 phút đạt 98,87 %. Từ trạng thái cân bằng 
trở đi giá trị độ chuyển hóa hầu như không thay đổi 
theo thời gian. Vì thế, thời gian thử nghiệm được lựa 
chọn là 30 phút.  

Ảnh hưởng của bề mặt thử nghiệm và số lần thử 
nghiệm 

Để khảo sát ảnh hưởng bề mặt thử nghiệm đến khả 
năng xử lý 2-CEES, các thí nghiệm được tiến hành theo 
«Phương pháp đánh giá khả năng xử lý 2-CEES của 
TiO2/SiO2 trên bề mặt thiết bị và linh kiện nhạy cảm», 
chỉ khác bề mặt thử nghiệm được tiến hành lần lượt 
với bề mặt thủy tinh, bề mặt linh kiện, bề mặt cao su 
pular và bề mặt cao su clobutyl. Kết quả được trình 
bày ở bảng 5.  

Bảng 5: Ảnh hưởng của bề mặt thử nghiệm                                                                                                             
và số lần thử nghiệm đến khả năng xử lý 2-CEES 

Bề mặt thử nghiệm 
Độ chuyển hóa (η, %) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Thủy tinh phẳng 99,5 - - 

Linh kiện nhạy cảm 98,87 99,7 - 

Cao su pular 78,23 91,93 99,21 

Cao su clobutyl 75,23 91,25 99,04 

Ghi chú: ″-„ là không thực hiện 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, khả năng xử lý 2-CEES của 
vật liệu TiO2/SiO2 phụ thuộc vào chất liệu của bề mặt 
nhiễm. Với bốn loại chất liệu bề mặt nhiễm được khảo 
sát thì bề mặt thủy tinh phẳng là dễ dàng xử lý nhất, 
độ chuyển hóa 2-CEES cao nhất đạt 99,53 % trong lần 
xử lý đầu tiên bằng vật liệu TiO2/SiO2. Bề mặt làm 
bằng chất liệu cao su sẽ khó xử lý hơn cả, độ chuyển 
hóa 2-CEES lần lượt đạt 78,23 % và 75,23 % sau lần xử 
lý đầu tiên bằng TiO2/SiO2, hiệu quả xử lý tăng dần khi 
tăng số lần xử lý, lần lượt đạt 99,21 % và 75,23 % sau 3 
lần xử lý bằng TiO2/SiO2. Đối với bề mặt linh kiện nhạy 
cảm được phủ một lớp sơn nhưng cũng cần phải qua 
hai lần xử lý bằng TiO2/SiO2 để độ chuyển hóa 2-CEES 
đạt 99,70 %, do bề mặt linh kiện nhạy cảm có nhiều 
khe kẽ sẽ làm quá trình lôi kéo các phân tử 2-CEES của 
dung môi đến tiếp xúc với bề mặt vật liệu TiO2/SiO2 
xảy khó khăn hơn trên bề mặt thủy tinh phẳng.  

Đánh giá hoạt động của linh kiện  

Kết quả đo hiệu điện thế của linh kiện trước và sau khi 
thử nghiệm xử lý 2-CEES nhiễm trên bề mặt bằng 
TiO2/SiO2 phân tán trong hệ dung môi etanol/iso 
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propanol/diethoxy metan có tỷ lệ 6/30/64 theo thể tích 
được trình bày trên đồ thị trên hình 4. 

 
Hình 4: So sánh hiệu điện thế trên bề mặt linh kiện 

trước và sau thử nghiệm xử lý 2-CEES 

Kết quả cho thấy, hiệu điện thế giữa hai điểm đo cố 
định trên linh kiện nhạy cảm không thay đổi đáng kể 
trước và sau mỗi lần thử nghiệm. Điều này chứng tỏ 
vật liệu TiO2/SiO2 không gây ra mất cách điện trên linh 
kiện nhạy cảm (hình 5). 

 
Hình 5: Linh kiện nhạy cảm được xử lý                    

bằng vật liệu TiO2/SiO2 

Kết luận  
Vật liệu TiO2/SiO2 đã chế tạo có khả năng xử lý tốt 2-
CEES trên bề mặt thiết bị và linh kiện nhạy cảm nếu 
được phân tán trong hệ dung môi etanol/iso 
propanol/diethoxy metan có tỷ lệ 6/30/64 (v /v/v),  ở 
điều kiện lượng TBOT sử dụng là 0,9 mL tương ứng với 
lượng SiO2 là 0,4 g; tỷ lệ rắn/lỏng là 1/10; thời gian tiếp 
xúc là 30 phút. 

 

 

 

 

 

Quá trình xử lý 2-CEES bằng vật liệu TiO2/SiO2 phụ 
thuộc vào chất liệu bề mặt nhiễm và số lần thử 
nghiệm. Khả năng xử lý giảm dần từ bề mặt thủy tinh 
phẳng> bề mặt linh kiện nhạy cảm> bề mặt cao su 
pular> bề mặt cao su clobutyl.  

Quá trình xử lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
của linh kiện nhạy cảm. 
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